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(54) Strahlungsquelle, insbesondere Lichtquelle

(57) Die Erfindung betrifft eine Stahlungsquelle mit
einer Anode (2) und einer Kathode (3), die mit einer Span-
nungsquelle (U) verbunden sind, und gegebenenfalls ei-

nem Reflektor (5), wobei die Stahlungsquelle durch eine
Hohlfaser (1), insbesondere eine Mikro- oder Nano- �Hohl-
faser, gebildet ist.
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